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Fog a bal oldalon:

Initial LiSi
Fog a jobb oldalon:
standard litium-diszilikét leplezé kerdmia \
nem veszit a vildagossagabol megtartja a belsé karakterizalast
Specidlisan a litium-diszilikat vazak 4 ) Atfogé szin és rétegezési rendszer, kdvetve az Initial

fénydinamikajahoz adaptalva bizonyitott bio-esztétikus szinkoncepciéjat

Fog a bal oldalon:
Initial LiSi

Fog a jobb oldalon:

standard litium-diszilikat leplezé kerdmia / \.

A speciélis porokban, mint a Fluo Dentinekben (FD) a természetes fluoreszcencia és a
vildgossag van finom egyensulyban, mikdzben az INside (IN) porokban a szintelitettség Gyors, esztétikus és gazdasagos eredmény

és a fluoreszcencia kombinaciéjat kapja egyben.
Akar a visszakapardsos mddszer, az individudlis rétegezés

vagy a monolitikus réfestéses technika mellett dént,
a GC Initial LiSi rendszere a megfelelé eszkozt kinélja,
hogy mindezt egy pillanat alatt megvaldsithassa.
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Az incizélis porok, mint az Enamel Opal (EOP), Translucent Modifier (TM) vagy Clear
Fluorescent (CL-F) a kdrnyezé fényt szétoszlatjak, ezzel természetes megjelenést o Moduléris rendszer: Basic és Advanced készletek,

nyUjtanak. a rendszer szerint

o Tokéletesen kompatibilis az 1Q Lustre Pastes NF
lazlrpasztakkal, melyeket belsé/kilsé festésre, és
fényesitésre is hasznalhat
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Alacsony égetési ~
hémérséklet-tartoméany és tékéletesen
illeszkedd hétagulasi egyiitthaté

Gyobzze le a itium-diszilikat
kihivasait az INitial LiSi
segitségével, accs




Y 4
y N GC Initial LiSi - A tokéletes vélasztas
-4 - kihivasok legybzésére

- GC Initial LiSi

Basic készlet

GC Initial LiSi

Advanced készlet
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Tartalma: Tartalma:

e ! GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/D-A2/D-A3/D-B1/D-B2/D-C2, 20 g GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g

= GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g

GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g
GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25,20 g
GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/
GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g
GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g GC Initial LiSi, modellalo folyadék, 50 ml

GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze, GL, 10 g, LiSi

GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glazdr folyadék, 25 ml, LiSi
GC Initial Lisi, modellalé folyadék, 50 ml

GC Initial LiSi fogszinkulcs

GC Initial LiSi Technikai leiras

GC Initial Lustre Pastes NF készlet
V-szinek

e 5 Basic szin, melyekkel a V-szinek
a legegyszerlbben elérheték
® 9 Advanced szin, melyek lehetéséget adnak

a mivészetre, ezekkel fehér foltok, dekalcifikéciok,
repedések festhetk
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